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頁･位置  誤  正  
p57 表-4.8(a),(b)1) k(kN/mm3) k(MN/m3) 
p101 下から 5 行目 2)  Rankine の式  

Ka=tan2(45°－φ /2)･･･(5.3) 
ここに，Ka:主働土圧係数  

p102 図 -5.3 縦断方向緩
み長さ 3) 

 αB 

p125 19 行目  
p126 写真-5.21) 

 後方台車  

シリコーン  p232 表-7.3  
SiO2についてゴムはシリコーン、 
半導体はシリコンと呼ぶ。  
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